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KARTA PRZEDMIOTU

. Nazwa przedmiotu: PROJEKT TECHNOLOGICZNY

2. Kod przedmiotu:

3. Karta przedmiotu wazna od roku akademickiego: 2016/2017

4. Forma ksztalcenia: studia stacjonarne

. Poziom ksztalcenia: studia Il stopnia

6. Kierunek studiow: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

. Profil studiéw: ogélnoakademicki

. Specjalnosé: INZYNIERIA I APARATURA PROCESOWA

9. Semestr: 11

10. Jednostka prowadzaca przedmiot: Katedra Inzynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego (RCh3)

11.

Prowadzacy przedmiot: mgr inz. Magdalena Stec

12.

Przynalezno$¢ do grupy przedmiotow: przedmioty wspolne

13.

Status przedmiotu: obowiazkowy

14.

Jezyk prowadzenia zajeé: polski

15.

Przedmioty wprowadzajgce oraz wymagania wstepne: podstawy technologii chemicznej, termodynamika
chemiczna, inzynieria i aparatura chemiczna, wymiana ciepta i masy, wybrane zagadnienia ochrony §rodowiska

16.

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest umiej¢tnos¢ samodzielnego wykonania projektu wskazanego ciagu
technologicznego, obejmujaca obliczenia procesowo — konstrukeyjne z uwzglednieniem aspektéw ekologicznych
i oceny ekonomicznej zastosowanych rozwigzan.

17. Efekty ksztalcenia:®

obrona

. . Metoda sprawdzenia Forma Odniesienie do
Nr Opis efektu ksztalcenia . prowadzenia efektow dla
efektu ksztalcenia - : -,
zajgé kierunku studiow
1. | Posiada wiedz¢ w zakresie ztozonych procesow
chemicznych, obejmujaca odpowiedni dobor Pisemne opracowanie
materiatdbw, surowcow, aparatury i urzadzen do projektu i jego ustna projekt K_WO04+++
realizacji proceséw chemicznych oraz obrona
charakteryzowania otrzymanych produktow.
2. | Ma wiedzg¢ dotyczaca probleméw ochrony $rodowiska, | Pisemne opracowanie
zwigzanych z realizacja przemystowych procesow projektu i jego ustna projekt | K_WQ09+++
chemicznych. obrona
3. | Ma ugruntowang i poszerzong wiedz¢ z zakresu Pisemne opracowanie
wybranej specjalnosci. projektu i jego ustna projekt | K W12+++

! nalezy wskazaé ok. 5 — 8 efektow ksztalcenia
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4. | Posiada umiejetno$¢ pozyskiwania i krytycznej oceny Pisemne opracowanie
informacji z literatury, baz danych oraz innych zrodet projektu i jego ustna projekt K_UO1+++
oraz formutowania na tej podstawie opinii i raportow. obrona
3 : - -
Potrafi korzystgc z profegonalnego oprogramowania, Wykonanie obliczen _
wykorzystujac je do projektowania procesow : projekt K UQ7+++
. projektowych —
chemicznych.
Posiada umiejetnos¢ pracy zespolowej oraz kierowania Obserwacja projekt K U02 +++
zespotem. —
7. | Potrafi weryfikowa¢ koncepcje rozwigzan N o yalosett i
inzynierskich w odniesieniu do stanu wiedzy w Wykonanie zatozen 1 projekt | K_U10+++
e . . obliczen projektowych —
technologii i inzynierii chemicznej.
Ma umiejetno$¢ oceny przydatnosci technologicznej ) o
8. | surowcow oraz doboru procesu technologicznego w Wykonanie zatozen projekt | K Ul4+++
S C projektowych —
odniesieniu do wymagan jako$ciowych produktu.
18. Formy zaje¢ dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)
Wyktad Cwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
15h

Tresci ksztalcenia: projekt
Wykonanie projektu wskazanego ciagu technologicznego obejmujacego nastepujace zagadnienia:
1. Analiza wlasciwosci mediow wykorzystywanych w projektowanej instalacji, okreslenie parametrow-

fizykochemicznych niezbednych do obliczen.

2. Analiza dostgpnych rozwigzan konstrukcyjnych w oparciu o podang literaturg oraz katalogi ofertowe

producentow.

3. Dobor odpowiednich aparatéw i urzadzen, spetniajacych obowigzujace normy ochrony srodowiska.

4. Opis projektowanego ciggu technologicznego wraz ze schematem technologicznym.

5. Obliczenia procesowo — konstrukcyjne poszczegdlnych weztow instalacji wraz z rysunkami ofertowymi.

19.

Egzamin: nie

20.

Literatura podstawowa:

1. Praca zbiorowa pod redakcja J. Bandrowskiego i M. Palicy, Materialy pomocnicze do ¢wiczen i projektow z

inzynierii chemicznej, Wyd. Pol. S1., Gliwice, 2005

wn

J. Pikon, Aparatura chemiczna, PWN, Warszawa, 1983
J. Pikon, J. Hehlmann, Maszynoznawstwo i technika cieplna. Cz¢$¢ V — Technika cieplna, Gliwice 1972

4. J. Warych ,, Oczyszczanie gazow. Procesy i aparatura.” WNT 1998 oraz ,,Oczyszczanie gazow. Problemy

projektowo-obliczeniowe”.

5. T.Hobler, Ruch ciepta i wymienniki, PWN, Warszawa, 1979

e

R.Dylewski, Projekt technologiczny, Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice 1999

7. E.Bortel, H.Koneczny, Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa 1992

21. Literatura uzupelniajaca:
22. Naklad pracy studenta potrzebny do osiggniecia efektow ksztalcenia
Lp. | Forma zaje¢ y Liczba godzin
ontaktowych / pracy studenta

1. | Wyklady /

2. | Cwiczenia /

3. | Laboratorium /

4. | Projekt 15/15

5. | Seminarium /

6. |Inne /

Suma godzin: 15/15
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. . 30
23. Suma wszystkich godzin:
24. Liczba punktow ECTS: 1
25. Liczba punktow ECTS uzyskanych na zajeciach z bezposrednim udzialem
nauczyciela akademickiego: 0.5
26. Liczba punktow ECTS uzyskanych na zajeciach o charakterze praktycznym
(laboratoria, projekty, ¢wiczenia): 05
27. Uwagi:
Zatwierdzono:
(dataipodpis provadzgeego) (data i podpis Dyrektora/Kierownika podstawowej

lub migdzywydziatowej jednostki organizacyjnej)

1 1 punkt ECTS — 25-30 godzin pracy studenta




